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La formation de réseaux moléculaires fonctionnels sur surfaces est l'un des principaux défis dans le domaine des 
nanotechnologies. Dans cette présentation, nous allons proposer un procédé très simple qui peut être utilisé pour 
réaliser la formation d'une monocouche à base de molécules oligo(para-phénylènes) (OPP) fonctionnelles à l'interface 
air / graphite [1]. Les molécules OPP sont des molécules semi-conductrices qui peuvent être utilisées dans la fabrication 
de dispositifs électroniques moléculaires [2][3]. En développant une stratégie convergente, nous avons réalisé avec 
succès la synthèse de ces molécules avec une longueur ajustable. Le dépôt de ces molécules sur une surface de 
graphite (HOPG) par une technique simple en utilisant la tournette conduit à la formation de réseaux 2D en 
monocouches étendus. Ces réseaux ont été caractérisés par la microscopie à force atomique (AFM) employée en 
« PeakForce tapping » à l’air. Les images avec une résolution submoléculaire obtenues nous ont permis de proposer 
le modèle d'adsorption de ces molécules sur la surface de HOPG (voir Figure 1). Les interactions qui dirigent la 
formation de réseaux supramoléculaires sur HOPG sont la liaison hydrogène entre les cyanophényles et l’interdigitation 
des chaines aliphatiques. Ces résultats sont en accord avec ceux qui ont été obtenus par microscopie à effet tunnel 
(STM) sous ultra vide [4]. 

 

 

Figure 1 : Comparaison entre les images topographiques (20 x 20 nm2) et les modèles d’adsorption proposés de molécules (a) OPP-
3Ph et (b) OPP-7Ph 
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